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お知らせ 

2018年 7月 2日 

シスコと日立が、SAP HANA®基盤として Cisco UCSと 
日立ストレージを組み合わせた構成を共同で評価し、 
日立の SAP HANAクラウドサービスに適用 
-評価レポートを公開し、両社のパートナー向け支援を強化- 

シスコシステムズ合同会社(以下、シスコ)と株式会社日立製作所(以下、日立)の共同プロジェクトにおいて、
SAP HANA*1基盤として Cisco Unified Computing System(以下 Cisco UCS)と日立ストレージを組み合わせ
た構成を共同で評価しました。これに基づき、日立は、日立の SAP HANAクラウドサービスに Cisco UCSを適
用します。また、今回の共同評価の内容を、IT部門やシステムインテグレーター向けに、評価レポート(ホワイ
トペーパー)として公開したほか、Cisco UCSと日立ストレージを取り扱う両社のパートナー向けの支援を強化
します。 

*1 SAP HANA : SAP SE社の高速インメモリプラットフォーム(メモリ上で高速なデータ処理を実現するソフトウェア) 
 

 

シスコと日立は 2017 年 5 月に協業に向けた共同検証プロジ
ェクトについて国内発表*2し、日立のビッグデータ処理サービス
向け基盤にシスコと日立の製品技術を適用する共同検証を推進
しています。今回、本プロジェクトによる最初の検証テーマとし
て、SAP HANA環境に適した Cisco UCSと日立ストレージとの
組み合わせを評価し、日立が提供する SAP HANAクラウドサー
ビスに Cisco UCSを適用します。 
具体的には SAP HANA Appliance認定済みの Cisco UCSと、

SAP HANA Enterprise Storage認定済みの日立ストレージを、
Ciscoのネットワーク製品により接続した構成で、SAP HANA環
境の導入・運用について評価しました。本組み合わせにより、
Cisco UCS のハードウェア抽象化技術による構成の柔軟性向上
や、日立ストレージの ShadowImage*3機能によるオンライン業
務への影響を最小限に抑えたバックアップ処理などが実現可能

です。なお、2018年 5月に発表した日立のミッドレンジ・フラッシュストレージ新製品についても SAP HANA 
Enterprise Storage認定を取得済みです。 

*2 2017年 5月 10日 ニュースリリース「日立とシスコが IoTプラットフォーム分野での協業に向けた技術検証を開始」 
*3 ShadowImage : サーバを介さず同一筐体内の論理ボリュームの複製を作成する日立ストレージの機能 

 

また、IT 部門やシステムインテグレーター向けに、今回の共同評価したシステム構成や設定など技術ノウハ
ウをまとめ、｢SAP HANAインストレーション/接続評価編｣「バックアップ運用評価編」の２つの評価レポート
として公開しています。両社による共同評価のレポートは随時拡充していきます。さらに、パートナー向けの支
援を強化し、ラボ・検証センタにおけるマシン評価環境の提供、日立の SAP HANAクラウドサービスの POC環
境提供サービスのパートナー向け特別プログラム、サイジング支援などを開始します。 

http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2017/05/0510.html
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今後も、両社の IoT技術を連携するなど共同検証をさらに進め、お客様の課題解決への貢献をグローバルに推
進していきます。 

 

シスコシステムズ合同会社のコメント  

シスコシステムズ合同会社 データセンター/バーチャライゼーション事業担当 執行役員 石田浩之氏 
シスコと日立は、2017年からそれぞれの製品技術を適用する共同検証プロジェクトを進めてまいりましたが、

この度、日立の SAP HANAクラウドサービスに Cisco UCSが適用されることを歓迎いたします。また、両社の
技術とノウハウを結集し、共同検証の礎である評価レポートが、お客様のビジネスの課題解決や、パートナー様
の販売支援に有益なものとなるよう、大いに期待しています。 

 

関連Webサイト 
・Hitachi Unified Compute Platform for SAP HANA® (評価レポートを掲載) 
・日立の SAP HANA®クラウドサービス 
・シスコ SAP向けデータセンターソリューション 

 

商標注記 

・Cisco、Cisco Systems、および Cisco Systems ロゴは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国 
およびその他の一定の国における登録商標または商標です。 

・SAP、SAP HANA、および本文書に記載されたその他の SAP製品、サービス、ならびにそれぞれのロゴは、 
ドイツおよびその他の国々における SAP SEの商標または登録商標です。 

・記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。 
 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社日立製作所 サービス＆プラットフォームビジネスユニット ITプロダクツ統括本部 
お問い合わせフォーム：http://www.hitachi.co.jp/it-pf/inq/NR/                     

                            
 以上 

 

http://www.hitachi.co.jp/ucp/saphana/
http://www.hitachi.co.jp/sap_hana_cloud/
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/data-center-virtualization/data-center-solutions-sap/index.html
http://www.hitachi.co.jp/it-pf/inq/NR/
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